
ご来場・取材可否についてのご案内

プレス来場方法について

当日プレス専用の受付を設けており、お名刺と交換させて頂く形でプレスバッチの発行を行っております。
プレスバッチをご着用いただければ、WEBサイトからのご登録は不要となりますので、
当日はお名刺（2枚）を忘れずにお持ちください。

※複数名でご来場いただく場合、個々にお名刺確認・バッチ発行をさせて頂いております。
お手数ですがご協力をお願い致します。

写真撮影ついて

プレス受付にて撮影腕章をご準備しております。バッチ発行の際、あわせて受付へお声掛けください。
撮影腕章やバッチのご着用がない、見えない状態での写真撮影はスタッフ・ 講演関係者から確認のお声掛けさせ
て頂く場合がございます。撮影される方が必ずご着用されますようご協力をお願い致します。
尚、撮影腕章についてはお帰りの際ご返却を頂きますようお願い致します。

出展ブースの撮影に関しましては、各ブースの出展社に直接ご確認をお願いしています。
講演の撮影に関しましては２ぺージ目をご確認ください。

報道・取材に関するお問合せ
株式会社ナノオプト・メディアプレス担当
Email:pr-info@f2ff.jp

mailto:pr-info@f2ff.jp


以下セッションは、取材に際しての注意事項がございますのでご確認ください。
※NG事項の有無については、当日受付でご確認頂く事も可能です。
※会期当日までにNG追加が発生する場合がございます。予めご了承ください。（本案内は3/12（水）時点の情報となります）

ID 講演内容 取材について

A2-03
3.19(水) 11:30-12:00 | RoomA(4F)

写真・記事化ともに許可しないデータセンタービジネス市場の現状と将来展望 2025年

［登壇］株式会社富士キメラ総研

A2-07
3.19(水) 14:20-14:50 | RoomA(4F)

写真・記事化ともに許可しない最新のDC向け光ファイバケーブル技術動向

［提供］株式会社フジクラ

B2-07
3.19(水) 14:20-14:50 | RoomB(4F)

記事化のみ許可する（写真NG）高調波を抑制するアクティブPFC：ECファンモータへ実装

［提供］ebm-papst Japan株式会社

D2-07

3.19(水) 14:20-14:50 | RoomD(5F)

記事化のみ許可する（写真NG）
キヤノンITソリューションズが取り組む市場課題への対応と

 液冷方式によるサーバ冷却サー ビスについて

［提供］キヤノンITソリューションズ株式会社

D2-10

3.19(水) 16:20-16:50 | RoomD(5F)

写真・記事化ともに許可しない国内データセンター市場の6つのトレンド

［提供］株式会社インプレス

ご来場・取材可否についてのご案内

ID 講演内容 取材について

C1-05

3.18(火) 13:00-13:30 | RoomC(5F)

記事化のみ許可する（写真NG）データセンターの信頼を守る、物理的なセキュリティ対策とは

［提供］オプテックス株式会社

A1-07

3.18(火) 14:20-14:50 | RoomA(4F)

写真・記事化ともに許可しないダイキン工業のデータセンター向け高機能材料のご提案

［提供］ダイキン工業株式会社

B1-08

3.18(火) 15:00-15:30 | RoomB(4F)

記事化のみ許可する（写真NG）ＪＲシステム データセンター事業のご紹介

［提供］鉄道情報システム株式会社

【 3月18日（火） 】

【 3月19日（水） 】
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